
Series No．368

Febmary 2007

金 毳 矽 山

METAL MINE

总第368期

2007年第2期

陶瓷真空过滤机在水厂铁矿的应用试验

曹青少1’2 王传平2
(1．北京科技大学；2．首钢矿业公司)

摘要首钢水厂铁矿选厂在使用内滤式真空过滤机的过程中存在诸多问题，滤饼水分较高，为8．5％～

9．5％。为此，采用陶瓷真空过滤机进行了提高精矿脱水效果的应用试验。试验对陶瓷真空过滤机的给矿量、给矿

粒度、给矿浓度、筒体转速等工作参数进行了考察，获得的综合试验指标为给矿粒度一200目94％、滤饼水分7．

46％、利用系数1．25 L／(m2·h)，效果比较理想。
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首钢水厂铁矿在使用内滤式真空过滤机过程

中，发现其存在耗气量大、耗能大、真空度低、滤饼水

分高、产量低、滤液中混人细颗粒精矿粉、滤布易磨

损和堵塞、维修工作量大等缺点，特别是对于细度达

到一200占85％以上的精矿，使用内滤式真空过滤

机，精矿水分会大幅度上升。为此，水厂铁矿进行了

陶瓷真空过滤机的应用试验。

1 工作参数对滤饼水分的影响

1．1 给矿量对滤饼水分的影响

不同给矿量下陶瓷过滤机的滤饼水分见表1。

表1滤饼水分与给矿量的关系

由表1可以看出：给矿量是影响陶瓷过滤机滤

饼水分的关键因素；在一定的给矿浓度范围内，转速

变化不大时，给矿量大，滤饼水分高。所以可通过控

制给矿量来控制陶瓷过滤机的滤饼水分。

在生产中，也可根据表1按具体的水分要求来

调整陶瓷过滤机的给矿量，以达到在满足水分要求

的前提下提高设备的利用效率和产能。

1．2给矿粒度对滤饼水分的影响

不同给矿粒度下陶瓷过滤机的滤饼水分见表

2。

表2滤饼水分与给矿粒度的关系

由表2可见：相同给矿量下，陶瓷过滤机的转速

和滤饼厚度接近时，给矿粒度越细，滤饼水分越高，

说明给矿粒度对过滤是有影响的。

1．3 给矿浓度对滤饼水分的影响

不同给矿浓度下陶瓷过滤机的滤饼水分见表

3。

表3滤饼水分与给矿浓度的关系

曹青少(1963一)，男，北京科技大学土木与环境工程学院博士研究

生，首钢矿业公司副总经理、高级工程师，064404河北省迁安市。

  万方数据



总第368期 金 属 矿 山 2007年第2期

由表3可以看出：在相同的转速和给矿粒度下，

随着给矿浓度的提高，滤饼的厚度增加，过滤机的产

能增大，而滤饼的水分先升后降。根据表3结果，考

虑到作业的稳定性，实际生产中要想在兼顾生产能

力的同时将滤饼水分控制在8％以下，给矿浓度以

45％一65％为宜。

1．4筒体转速对滤饼水分的影响

不同简体转速下陶瓷过滤机的滤饼水分见表

4。

表4滤饼水分与简体转速的关系

由表4可以看出：在同等给矿量下，当电机频率

由30 Hz增大到40 Hz、简体转速由6．O r／min增大

到8．1 r／min时，滤饼厚度减小、水分降低；但随着

电机频率和筒体转速进一步增大，滤饼的厚度进一

步减小，水分却出现上升的趋势。这说明在给矿量

一定的情况下，简体转速既不能太高，也不能太低。

2陶瓷过滤机综合试验指标

陶瓷过滤机在水厂铁矿通过近1个月的试验，

获得的综合指标如表5。

表5陶瓷过滤机试验综合指标

给矿量给矿浓度给矿滤饼厚度滤饼水分利用系数
／(∥h) ／％ 一200目／％／mm ／％ ／(∥(m2·h))

37．4 63．5 94 7．2 7．46

由表5可见：陶瓷过滤机在给矿粒度为一200

目占94％的情况下，滤饼水分达到7．46％，利用系

数达到1．25 L／(m2·h)，效果比较理想。

3结论

(1)水厂铁矿采用陶瓷过滤机对铁精矿进行脱

水，可使精矿水分由采用内滤式真空过滤机时的

8．5％～9．5％降低到7．5％左右。

(2)陶瓷过滤机的操作与维护比较复杂，一些

工艺参数如矿浆浓度、筒体转速等的控制自动化水

平不高，建议进行改进，以提高滤饼水分的稳定性和

设备的利用率。 (收稿日期2007旬1—10)
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(2)通风系统主要机站置于井下，彻底解决了

系统外部大量漏风问题，并减少了风机监管人员。

(3)多级机站通风系统优化方案理顺了采区风

流，通过建立采区风井和采区无风墙机站，形成主进

风机站控制系统进风、采区无风墙机站对风流进行

调节分配和主回风机站控制系统总回风的三级机站

通风系统形式，有力地保证了井下采矿生产安全顺

n—-卜“+一+-+，·+一+“+

利进行。

(4)建议对多级机站通风系统实施计算机远程

监控。弓长岭井下铁矿中央区沿走向长为l 500 m，

而且并用两种采矿方法，通风系统仅靠人工管理难

度很大并得不到保证，因此，今后深井改扩建工程结

束后，启动新系统时必须实现全系统计算机远程监

控管理。
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